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COMPARACIÓN EN PRESIÓN RELATIVA HIDRÁULICA hasta 70 MPa entre cenam/MÉXICO-enaer/CHILE

Torres Guzmán J., Santander Romero L., Aranzolo Suárez J., Palma Carrasco J.*, Argandoña R.*, 
Centro Nacional de Metrología, km 4,5 carretera a Los Cués, El Marqués, Querétaro, México

Teléfono (52) 442 211 0572, fax (52) 442 211 0578, e-mail: jtorres@cenam.mx
*Laboratorio Custodio de Patrones Nacionales (LCPN-PRESION), Chile.

Empresa Nacional de Aeronáutica - ENAER, Av. José Miguel Carrera n° 11087.

Teléfono 56 (2) 383 1825, fax 56 (2) 528 2686, e-mail lcpnpress@enaer.cl

Resumen. Se realizó una comparación en presión relativa hidráulica entre el Centro Nacional de Metrología - CENAM (México) y el laboratorio Custodio de Patrones Nacionales de Presión (LCPN - Chile). La Empresa Nacional de Aeronáutica – ENAER, es oficialmente designada el laboratorio custodio del patrón nacional de presión en Chile. 

Como patrón de comparación se utilizó un manómetro digital de sensor de cuarzo con alcance de medición de 70 MPa, clase de exactitud de 0,01% del alcance de medición y resolución de 0,01 kPa. 
Este documento presenta los resultados de la comparación, con los valores utilizados como referencia y la declaración de conformidad.
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